MEDIO AMBIENTE

bOEESRETARIM D WEDIS AIMBICMTE ¥ RECURSDE SATURALES

GFICINA DE REPRESENTACION DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE MEXICO
Cficio: DFMARMNAT/IST 2023

Toluce, México, a 03 de marzo de 2023

CIUDADANO RAUL SALVADOR GONZALEZ CUEVAS
Calie Ejercito Mexicano, $/n, Coloniz Los Cerritos, Municipio de Rayan,
Estado de México. C.P. 52360. Correo Electrénico; ecolive@live.com.mx

PRESENTE

En atencidn al Formato FF-SEMARNAT-038, (Autorizacién para el manejo de residuocs pefigrosos modalidad A: g
Centros de acopio) y anexos recibidos en esta Oficina de Representacién de SEMARNAT el 27 de febrero del
afio en curso, mediante el cual el C. RAUL SALVADOR GONZALEZ CUEVAS, solicita la Autorizacion para el

Acopio de Residuos Peligrosos, al respecto le comunico lo siguiente.

RESULTANDO

1. Que mediante Formato FF-SEMARNAT-038, (Autorizacién para el manejo de residuos peligrosos modalidad
Az Centros deracopio) y anexos recibidos en esta Oficina de Representacidn de SEMARNAT el 27 de febrero
de 2023, el C. RAUL SALVADOR GONZALEZ CUEVAS, solicita la Autorizacién Para el Acopic de Residuos
Peligrosos, cuyo tramite quedé registrado con la bitdcora: No. 15/H2-0720/02/2023; v

CONSIDERANDO

I. Con fundamento en o dispuesto en Jos Articulos 8° de Iz Constitucién Polftica de los Estados Unides
Mexicanos; 2° fraccidn |, 26 y 32 BIS Y quinto transitorio de fa Ley Orgénica de la Administracién Publica
Federal, 1° Fracciones i, Ii, VI VIH y X, 4°, 5° Fracciones |, I} ¥ V1,150,151, 151 BIS, 152 BIS y 171 de [a Ley General
del Equilibrio Ecolégico v la Proteccién al Ambiente; 7 fracciones X, 50 fraccidn lll, 8O fracciones I1X y X, 81,
séptimo y décimo segundo transitorios de |a Ley General para la Prevencién y Gestién Integral de los
Residuos; 3° 8° 13, 14, 35, 44, 57 Fraccién 1y 59 de Ja Ley Federal de Procedimisnto Administrativo; Articuios
48, 49 fraccidn |, 50, 55 fraccidn l, 58 fraccidn Ii, 88, 82, v 84, del Reglamento de la Ley General para la
Prevencién y Gestion Integral de los Residuos; 1°, 3 Letrg A, Fraccion Vi, inciso a, 33, 34 y 35 Fraccién X inciso
T del Reglamento interior de la Secretarfz de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta Oficina de
Representacidn de SEMARNAT es competente, para conocer y resclver la peticién realizada por la persona
fisica referida, Es

Il.Que para obtener la Autorizacién antes indicada, el C. RAUL SALVADOR GONZALEZ CUEVAS, presenté la
siguiente documentacién: —
* Pago de derechos por actualizacidn per un monte de $5420.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTE PESOS 00/100 M.N).
* Formato FF-SEMARNAT-038, Autorizacién para el mangjo de residuos peligrosos modalidad A
Centros de acopio, requisitado.

Porlo que en uso de sus facultades y atribuciones esta Oficina de Representacién de SEMARNAT :

RESUELVE
PRIMERO.- Dar por atendida |z solicitud de Autorizacién para el Acopio de Residuos Peligrosos, ingresada en
esta Oficina de Representacion de SEMARNAT ef 27 de febrero de 2023, por el C. RAUL SALVADOR GONZALEZ
CUEVAS.
SEGUNDO.- Otorgar con el No, 15-11-153-23, [a Autorizacién para el Acopio de Residuos Peligrosos, z &l C.
RAUL SALVADOR GONZALEZ CUEVAS con fundamento en el ordenamiento citado en el Considerando | v |
del presente Oficio Resolutivo.,

TERCERO .- Esta Autorizacién para el Acopio de Residuos Peligrosos, se regira por los siguientes:
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TERMINOS

l. Esta Autorizacién se otorga considerande que Ia responsabilidad del manejo y disposicién final de los
residuos peligrosos corresponde a quien los genera; en el caso de empresas autorizadas por la Secretariza

para la prestacién de servicios de manejo y disposicién final, éstas seradn respensables por las operaciones

demas disposiciones juridicas aplicables en la materia.

Il. Las violaciones a los preceptos establecidos an I Ley CGeneral para la Prevencién y Cestidn Integral de los
Residuos y fas disposiciones que de ella emanen, asi cormo el incumplimiento de los términos \
condicionantes establecidos en esta Autorizacion serdn sancionadas administrativamente por la Secretaria,
de conformidad con dicha Ley ¥ la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccidon al Ambiente; lo
anterior, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles o administrativas establecidas en otras disposiciones
Jjuridicas aplicabies.

Il.La Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente seré [a encargada de verificar el cumplimiento de las
condicionantes establecidas en la presente Autorizacidén.

V.Esta Autorizacién se otorga sin perjuicio de lag autorizaciones, permisos y/o licencias que deban observarse
por parte de otras autoridades federales, estatales y municipales competentes.

V. Las personas responsables de actividades relacionadas con la generacién Yy manejo de rateriales y
residuos peligrosos que hayan ocasionado la contaminacion de sitios con éstos, estan obligadas a llevar a
cabo las acciones de remediacién que resuiten necesarias conforme a lo dispuesto en ta Ley General para la
Prevencion y Gestién Integral de los Residuos, su Reglamento y demds disposiciones a plicables.

TERCERQ.- La presente Autorizacién gueda sujeta al cumplimiento de las siguientes:
CONDICIONANTES:

Condicionante 01- La presente Autorizacidn se otorga con una vigencia de diez afios 3 partir de la fecha de
$U emisidn, y podré ser prorrogada a solicitud expresa del Interesado, en e} Ultimo afio de vigencia de la
autorizacion y hasta cuarenta y cinco dias habiles previos al vencimiento de la vigencia mencionada, junto con
la resolucidn administrativa emitida por la Oficina de Representacidon de Proteccién Ambiental de la
Procuradurfa Federal de Proteccién al Ambiente en el Estado de México, en fa que acredite el cabal
cumplimiento de los términcs vy condicionantes de la presente.

Condicionante 02- [a presente Autorizacidn es personal; en caso de pretender transferirla, el €. RAUL
SALVADOR GCONZALEZ CUEVAS, debera solicitarlo por escrito de conformidad con el aiticulo 64 del
Reglamento de la Ley General para la Prevencidn ¥y Gestion Integral de los Residuos, v a los requisitos
establecidos en el Tramite correspondiente, asi como el curmplimiento de las disposiciones legales vigentes v
aplicables al mismo, a efecto de que se determine lo procedente

Condicionante 03.- E| C. RAUL SALVADOR GONZALEZ CUEVAS, en caso de solicitar una actualizacién a su
autorizacion, deberd informar y presentar copia simple a esta Dependencia, si cuenta con algin
procedimiento administrativo, instaurado por la Oficina de Representacién de Proteccidn Ambiental de la
Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente en o] Estado de México.

Condicionante 04.- £l C. RAUL SALVADOR GONZALEZ CUEVAS, previo al ingreso al Centro de Acopio de
Residuos Peligrosos, verificara gue tales residuos se encuentren debidamente identificados, clasificados,
etiguetados, marcados y envasados.

Condicionante 05.- El C. RAUL SALVADOR GONZALEZ CUEVAS, debe ilevar una bitacora de residuocs
peligroses almacenades, la cual debers estar disponible para su consulta por la autoridad competente.

Condicionante 06.- La presente Autorizacién se otorga para la prestacidn de servicios a terceros de un Cemfro
uos peligrosos relacionados con: Aceite dieléctrico libre de PCB's usado o gastade; Acelte
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asbesto, fibra de asbesto; Cubas electroliticas gastadas de la reduccidn primaria de aluminio: licor gastado
generado por las operaciones de acabado del acero en instalaciones pertenecientes a la industria de| hierroy
del acero; lodos ¥ pelvos del equipo de control de emisiones de fundicién ¥ afinado en la produccisn
secundaria de plomo; solucién gastada proveniente de Ia lixivizcion écida de los lodos/polvos del equipo de

en: unidades de flotacién de aire inducida, tanques ¥ lagunas de captacién ¥ todos los lodos generados en
unidades DAF (flotacién con aire disuelto); lodos generados de aguas de enfriamiento sin contacto, de un solo

petrélec y altmacenamiento de productos derivados; lodos de tangues de almacenzmiento de hidrocarburos;
lodos de Ia limpiera de los haces de tubos de los intercambiadores de calor; lodo hidrocarburo; natas del
sistema de flotacién con aire disuelto (FAD) an la refinacién de petréleo y almacenamiento de productos
derivados; sélidos de ermnulsion de aceites de baja calidad en la industria de refinacién de petrdleo; fondos de [a
etapa de destilacién en Ia produccidn de acetaldehido via oxidacidn de etileno; cortes Jaterales de la etzpa de
destilacidén en la produccién de acetaldehido via oxidacidn de etileno; residucs de procesos, incluyende pero
no limitado a residuos de destitacidn, fondos pesados, breas v residuos de la limpieza de reactores de Ia
produccidn de hidrocarburos alifaticos clorados por procesos de canalizacién de radicales libres gue tienen
cadenas de hasta 5 (cinco) carbones con diversas cantidades y posiciones de sustitucién de cloro; residuos de
pigmentes base cromo ¥y base plomo; lodos de las plantas de tratamiento de aguas residusles en la
produccion de carbamatos, herbicigas clorados; plaguicidas drganc-hzlogenados; érgano-arsenicales; drgano-
metdlicos y érgano-fosforados; residuocs de [a produccién de carbarnatos, herbicidas clorados; plaguicidas
6rgano-halogenados; Organo-arsenicales; drgano-rmetélicos y drgano-fosforados; lodos sedimentados vy
soluciones gastadas generados en los proceses de preservacidn de |a madera; carbén activado gastadc en la
produccion de farmacéuticos veterinarios de compuestos con arsénico y organo-arsenicales; residuos de breas
de fa destilacién de compuestos a base de anilina en Ia produccién de productos veterinarios de compuestos
de arsénico vy Srgano-arsenicales; filtros de las casas de bolsas en la produccidn de éxido de antimonio,
incluyendo los filtros en la produccidn de productes intarmedios (@ntimonio metalico y oxido de antirmonio
crudo); escorias de la produccidn de éxido de antirmcnio, incluyendo aguellas de los preductos intermedios
(antimenio metélico y oxido de antimonio crudo}; lodos de Ia purificacién de salmuera, donde la salmuera
purificada separads no se utiliza, en la produccidn de cloro (proceso de celdas de mercurio); lodos del
tratarmiento de aguas residuales en Ia produccién de cloro (proceso de celdas de mercurio); residucs de
hidrocarburos clorados de la etapa de purificacion en la produccién de claro (proceso de celdas de d]afragma
usando danodos de grafito); lodos del tratamiento da aguas residuaies de la produccién de pigmentes naranja
¥ amarillo de cromo; lodos del tratamiento de aguas residuales de Ia produccién de pigmentos verdes de
cromo; lodos del tratamiento de aguas residuales de la produccién de pigmentos verdes de &xido de cromo
(anhidros e hidratados); residuos de! horno de la produccién de pigmentos verdes de éxido de cromo; lodos de
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tratamiento de aguas residuales de la produccién de pigmentos azules de hierro; lodos del tratamiento de
aguas residuales de la produccicn de pigmentos naranja de molibdato; lodos del tratamiento de agues
residuales de la produccidn de pigmentos amarillos de Zing; residuos de la manufactura y del almacenamiento
en planta de cloruro f&rrico derfvedo de &cidos formados durante |3 produccién de biéxido de titanio
mediante e! proceso cloruro-itmenita; lodos de las descargas de aguas residuzles en la produccién de
acrilonitrilo; fondes de la columna de acetonitrilo en la produccidn de acrilonitrilo; fondos de |3 columna de
purificacién de acetonitrile en la produccién de acrilonitrilo; domos ligeros de Ia destilacién inicial en la
produccidn de anhidrida ftalico a partir de naftaleno; fondos de Ia destilacién final en Ia procduccidn de
anhidrido ftélico a partir de naftaleno; domes ligeros de la destilacidn inicial en Iz produccién de anhidrido
ftélico a partir de orto-xiteno; fondos de |a destilacién final en [a produccién de anhidrido falico a partir de

produccién de carbamatos ¥ carbomil oxirmas: residuos orgédnicos {incluyendo fondos pesados, estancados,
fondos ligeros, sclventes gastados, residuos de [a fiftracidn y la decantacaon) de la produccisn de carbamatos y
carbomil oximas; sélidos de purificacién (incluyendo sélidos de fiitracién, evaporacién Y centrifugacién}, poivos
de casas de bolsas y de barrido de piscs en Iz produccién de dcidos de tiocarbamatos v sus sales en la
produccién de carbamatos ¥ carbomil oximas; fordos de I columna de destilacidn o fraccionamiento en |a
produccién de clorobencenos; corrientes separadas del agua del reactor de lavado de clorobencenos; fondos
de la etapa de destilacidn en la produccién de cloruro de bencilo; fondes pesados de Ia columna de
fraccionamiento en ia produccién de cloruro de etilo; fondos pesados de |a destilacion de cloruro de vinilo en
la produccién de mondmero de cloruro de vinilo; lodos del tratamiento de aguas residuales de la produccion
de dicloruro de etileno o de mondmere de cloruro de vinile; lodos del tratamiento de aguas residuales de ia

cartuchos de los filtros agotados de Iz purificacién de la 1,1-dimetil hidracina obtenida a partir de hidracinas de
acido carboxflico; cabezas condensadas de |z columnz de separacién de intermedios en [a produccién de 1,1-
dimetil hidracina a partir de hidracinas de &cido carboxilico; residuos provenientes def" la\{zfado de
dinitrotolueno obtenido a partir de la nitracién de tolueno; fondos pesados de |3 columna de purificacidn Fie la
epiclorhidring; fondos pesados (brea) de la etapa de destilacidn en la produccidn de fenp}/acetona 2 partir del
cumeno; residuo de catalizador agotado de antimonic en solucién acuosa en la produccién de flucremetanos;
coias de las descargzs en la produccidn de metil etil piridinas; corrientes com’tzinadas Fﬂe aguas resid ualfes enla
produccién de nitrobenceno/aniling; fondos de la destilacidon en la produccién de_ n:‘c.liobenceno med|a_n:1te la
nitracion del bencenc; fondos pesados o productos residuales de |z etapa de destilacién en Ia producgpn de
tetracloruro de carbono; agua de reaccién (subproducto} de la columna de secado en la produccién de
toluendiamina via hidrogenacién de dinitrotolueno; fondos ligeros Ifquidos c?o_ndensados de l-a etapa de
purificacién de la toluendiamina obtenidz a través dz ia hidrogena_c]on de d‘ll:]ltro‘tOIL!el_'lO; vecmaic_as de Ia
etapa de purificacién de la toluendiamina obtenida a través de la h"rdrogenacm?n de dmrtrp‘co!ueno, _fgmdos
pesados de la etapa de purificacidn de |a toluendiamina obtenida a través de Ia hidrogenacién de
dinitrotoluenc; fondos de Ia destilacién en la produccién de alfa- {o metil-) cloro toluepos, clorc_: toluenos con
radicales ciclicos, cloruros de benzoiio ¥ mezclas de estos grupos funcionales (e;te residuo no inciuye fondos
de la destilacién de clorurc de bencile); lodos del tratamiento de aguas residuales, excluy’endo lodos de
neutralizacion y biotdgicos, generados en el tratamiento de aguas residuales en la produccion de toluenos
clorados; residuos organicos, excluyendo carbén adsorbente gastac;lo, def cloro gaseoso gastado v del proceso
de recuperacién de acido hidroclérico asociado con Iz broduccién de alfa- (o metll-)_cloro toluenps, cloro
toluenos con radicales ciclicos, cloruros de benzoile ¥y mezclas de estos grupos funcionales: catalizadores
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gastados del reactor de hidroctoracion en la produccién de TL1-tricloroetano; fondos de Iz etapa de destilacién
en la produccion de 111-tricloroetanc; fondos pesados de |z columna de destilacidn de productos pesados en
la produccién de 111-tricloroetano; residyos del lavador con vapor del producto en Ia produccién de 173-
tricloroetano; fondos o resid Uos pesados de'las torres en el proceso de produccién de tricloroetileno; residucs
del manejo de Ia fibra de asbesto puro, incluyendo polvo, fibras y productos faciimente desmenuzabies con la
presidn de la mano (todos los residuocs Que contengan asbesto el cual no este sumergido o fijo en un
aglutinante natural o artificial); todas las bolsas que hayan tenido contacto con la fibra de asbesto, asj como
tos materiaies filtrantes provenientes de los equipos de control como son: los fiftros, mangas, respiradores
personales vy otros, que no hayan recibido un tratamiento para atrapar la fibra en un aglutinante natural o
artificial; todos los residuos Provenientes de los procesos de rmanufactura cuya materia prima sea el asbesta v
la fibra se encuentre en forma libre, polvo o faciimente desmenuzable con la presién de la mano; lodos de
tratamiento de aguas residuales de apagado de fas cperaciones de tratamij

Clanuros son usados en los procesos; lodos de tratamiento de aguas residuales de operacionss de
galvanoplastia excepto de los siguientes procesos: (1) anodizacién de zlurminio en &cido sulfurico; {2) estafiado
€n acero al carbén; (3) zincado en acero al carbén; (4) depositacién de aluminio o zinc-aluminio en acero al
carbdn; {5) limpiaza asociada con estzfado, zincado o aluminade en acero ai carbdn; y (6) grabado quimico y

acabado de aluminio depositado en acero al carbdn; lodes de [0z bafios de anodizacién del aluminie y lodos de

alcalinas, excepto aguas residuales Y carbdn gastado de la purificacion de cloruro de hidrégeno; residuale_ag, de
proceso, formulaciones gastadas de procesos de preservacién de Iz madera en plantas que utilizan

.actualmente o hayan utilizado formulaciones de clorofenol, excepto aquelios que no hayan astado en

contacto con contaminantes de proceso; residuales de proceso y formulaciones gastadas de procesos de
preservacién de la madera en plantas que utilicen formulaciones de Creosota, excepto aqu_el!os que no hayan
estado en contacto con contaminantes de proceso; residuales de procesc y formula'cmnes gastadas de

arsénico o cromo para preservar la maders, excepto aguellos que no hayan‘ estadq en contacto_ con
contaminantes de proceso; lixiviados (liquidos gue han percolado a través de residuos drspueg.tog en tierra)
resultantes de la disposicion de uno o mas de los residuocs peligrosos; res:duo_s resultantes de a incineracion o
de tratamiento térmico de suelos contaminados con los residuos pehgrososi;_1w(o-<;!c?rofen|I)tlourea/2-
Clorofeniltioures; 2,3,4.6-Tetraclorcfenol: 24,5-Triclorofenal; 2,4,5-Triciorofenoxiacet_tcp, acido/2,4,5-T; 2,%,6—
Triclorofenct; 2,4-Dinitrofenol; 2-Ciclohexil-4,6-dinitrofenct: 3-Cloropropionitrilo; 4,_6—Drnltr<_j>-o-cresol', Y sglesr 4f
Arminopiridina; 5—(Aminometil)-S—isoxazoIol; Acetamida, G1159_N—(af‘ninotz_oxometlf)—ﬂ-AcetaI-2—tlou_rea,
Acro!e:’na/2—Propenal; Aldicarb; Aldicarb sulfong; Aldrin; alfa,a[fa-D:met:Ifenetllamlna/Beljc_enoetanangaz
alfa,alfa-dimetil; alfa«Naftiltiourea/Tiourea, I-naftalenil; Alflico, aicohol/z-Propc?n.-?—oi;’ Alummeo, fc_>sfur9 de;
Amonio, picrato de/Fenol, 24,6-trinitro-, amonio sal: Amonio, vanadato de; Arsénico, acido H 3AsO,; Arsénico,

oxido As5O4; Arsénico, dxido As50c; Aziriding, 2-Metil-/12-Propilenimina; Aziridina/Etilenoimina; Baric, cianure
de; Bencenotiol/Tiofenal: Benzilo, cloruro de/Clorometilbencens; Berilio, polvo de (todas las formas);
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Bromoacetona/Z—Propanona, l-bromao-; Brucina; Calcio, cianuro de Ca(CN}z; Carbofurano; Carbono, disulfure

de; Carbosuffan; Cianhidrico, &cido: Ciandgeno, cloruro de (CN)CE: Cianégeno/EtanodinitrHo; Cianuro, sales
solubles de (no especificadas de otra manera); Cloracetaldehido: Cobre, cianuro de Cu(CN); Diclorofenifarsina;
Dielorometit éter/Metano, oxibis[cloro; Dieldrin: Dietilarsina; Dietil-p-nitrofenil fosfato/Fosfdrico acido, dietil 4-
nitrofenil éster; Diisopropilfiucrofosfato (DFP)/Fosforofiuorhidrico acido, bis(1-metiletil) éster; Dimetilan:
Dimetoato; Bincseb/Fenol, 2—(1-metilpropil}—4,6—dinitro; Disulfotén; Ditiobiuret; Endosulfan; Endotat: Endrin, y
sus metabolitos; Epinefrina; Estricnidi’n-io-ona, Y sales/Estricnina, y sales; Famfur; Fenilmercurio, acetato
de/Mereurio, (acetato-o)fenif—; Feniltioures; Fisostigmina; Fisostigming, salicilate  de: Fluoring;
FJuoroacetamida/2—F!uoroacetamida; Flucroacétice, dcido, sal de sodio; Forato; Formetanato, hidrocloruro de;
Formparanato: Fosfina/Fosfh:’drico, acide; Fosgeno; Heptacloro; Hexaetil tetrafosfato/T: etrafésforico, acido,
hexaetil éster; lsodrin: Isolan; Manganeso dimetilditiocarbamato; M-cumenil metilcarbamato/3-!sopropilfeni!
n-metilcarbamato; Mercurio fulminato; Meti hidracina; Metil fsocianato/Metano, Isocianato-; Metil
paration/Fosforotiocico acide, 0,0-dimetil O-{4~nitrofenil) éster: Metifactonitrilo/Propanonitrilo, 2-hidroxi-2-metil-:
Metiocarb; Metolcark/Carbdmico acido, metil-, 3-metilfenil éster; Metomil: Mexacarbato; Nicotina, v
sales/Piridina, 3~{7-metil-z—pirrolidinil)—, (s}~ ¥ sales; Niguel carbonil Ni(c0)4, {t-4)-; Niguel, cianure de Ni{CN)-;

Nitrégeno, éxido de/Nitrico, éxido (NGJ; Nitrégeno, didxido de; Nitroglicerina/l,2,3—Propanotriol, trinitrato de; n-
Nitrosodimeti[amina; n—NitrosometIlvinilamina; o,0-diet]l o-pirazinil fosforotioato;
OctametilpirofosforamIda/Difosforamida, octametil, Osmic dxido 0s0,, (T-4)- Oxamil; Paration; p-
Cioroanilina/Bencenamina, 4-cloro-; Pentaclorcfenc; Plata, cianuro de Ag(CN); Plumbano, tetraetil-/Tetraetiic
de plomo; p—NEtroanilina/Bencenam]na, 4-nitro~; Potasio, cianuro de K{CN}; Potasio plata, c¢lanuro
de/Argentato(]—), bis{cizno-c)-, pctasio; Promecarb/Fenol, 3-metil-5-(1-metiletil}-, metil carbamato;
Propanonitrifo; Propargil alcohol/2-Propin-T-ol: Selenourea; Silvex {2,4,5-TP}/Propanoico gcido, 2-{2,4,5-
triclorofenoxi)—; Sodio, zzida de; Sodie, cianuro de Na(CN); Talio, éxido de/T; dlico, éxido T,0; Talio, selenita de;
Talio, sulfato de; TetraetiIpirofosfato/Difosférico acido, tetraeti éster; Tetraetilditiopirofosfatofr iodifosférico
acido, tetraetj &ster: Tetranit'rometano; Tiofanax; Tiosemfcarbazida/i—!idrazinacarbotioamida; Tirpato;Toxafeno;
Triclorometanoctiol; Vanadio, 6xido de V205, Warfarina, y sales, cuando estan presentes en concentracionas
mayores que 0.3%; Zinc, clanuro de Zn (CN}2; Zing, fosfurc de ZnsP2, cuando ests presente en concentraciones
mayores que 10%; Ziram; ?,],1,2—Tetracloroetano; 1122-Tetracloroetano: 11.2-Tricloroetano; 11-Dicloroetiiens; 1,1-
Dimetilhidracina; ‘I,2,4,5—Tetrac%orobenceno; 1.2:3,4-Diepoxibutano; ],2—Dibromo—3—cioropropano; 1,2-
Dibromoetano; 12-Difenilhidracina; 1,2-Dimetilhidracina: 13.5-Trinitrobenceno: ],3-Dicloropropileno/}-Propileno,
1.3-dicloro-; 1.3-Propano suitona/],Z—Oxatioiano, 2.2-didxido; 14-Dicloro-2-butileno: 1,4-Dioxano/1,4—Dietilenéxido;
'£,4-Naftoquinona/1,4—Naftalendiona; 1—Metiibutadieno/'l,S-Pentadieno; 2.4,6-Tribromofenol: 24-Diclorofencl; 2,4-
Diclorofenoxiacético acido/2,4-D, sales Yy ésteres; 2,4-Dinitrotofuens: 2,5-Ciclohexadien-14-dicna; 2,6-
Diclorofenol; 2,6—Dinitroto£ueno/2—metil-1,3-d1nitrobenceno; 2-4-Dimetil fenol;
Z-Acetilaminoﬂuoreno/acetamida, Nn-Sh-fluoren-2-ii;  2-Cloroeti] vinil  éter/eteno, (2-cloroetoxi)-;  2-
Cloronaﬁ:aEeno/beta—Cloronaftaleno; 2-Nitropropano; 2-Picolina/Piridina, 2-metil-; 3,3'-Diclorobenzidinag; 33:-
Dimetilbenzidina: 33-Dimetoxibenziding; 3-Metilclorantreno; 4,4‘-Metilenbis(2-cloroanil]na); 4-Cloro-o-
toluidina, hidrocloruro de; 5-Nitro-o-toluidina; 712-Dimetilbenzofalantraceno; A2213/Etanirmidotioico acido, 2-
(Dimetiiamino)—n—hidroxi—Z—oxo-, metil éster; Acetilo, cloruro de; Acetofenona/‘l—FenJil-.etanona;_ Ac_:e'_cona;
Acetonitrilo/2-Propanona; Acrilamida/2-Propenamida: Acrilico &cide/2-Propenoico acido; Acrilonitrito/2-
Propennitrilo; alfa,alfa-Dimetil bencilhidroperéxido: ana-Naftilamina/]—Naftalenamina; Amitrol/1H-1,2 4-Triazol-
3-aming; Anilina/Bencenamina; Auraming; Azaserina/L-serina, diazoacetato(éster); Barban; Bencenc; Benceng,
1,1’—[2,2,2—triclor0etiliden]bis[ -metoxi-; Bencensulfonilo, cloruro de; Bendiocarb; Bendiocarb fencl; Benomil;
Benzal, cloruro de/Diclorometilbenceno: Benzidina/ﬁ,‘f'»Bifeni!]-4,4'-diamfna; Benzo{a)antra.ceno;
Benzo(a)pireng; Benzo(c)acriding; BenzotrIcioro/Tric!orometifbenc:eno; Beta—Naftiéanjina/Z-Ngftalenamfna/Z—
Naftilamina; Bramofenil fenil éter, Bromommetano/Bromuro de metilo; Cacaodilico, dcido; Caicio, cromato dg;
Carbamoditioico, acido, 1,2-etanodiilbis, sales v ésteres/Etilenbisditiocarba’mico, gcido, sales y éstgres; Carbaril;
Carbendazim; Carbofurano fenol; Carbono, tetracloruro de/Tetraclorometano; Carbono, oxanuorurp de;
Ciandgeno, bromuro de (CN)Br; Ciclofosfamida: Ciclohexane; Ciclohexanona; C!qral/Aceta’ide_eh:do, trnclczrog
Clorambucil; Clordano, alfa vy gamma isémeros; Clornafacina/Naftalenarmrja, n.N —blS{2-C.|Oroe’tlf}~,
Clorobenceno; Clorobenzilato; Cloroformo/Triclorometano;  Clorormetil rmetil eter/Clorometox;metano;
Creosota; Cresof (cresilico dcido)/Metilfenol: Criseno; Crotona!dehl’dofz_—Butenal_; _Cumeno{Ben_ceno, {"f?
metiletil)-; Daunomicing; DDD; DDT, Dialato; Dibenzla,hlantraceno: leenz_o{rfl,l]plreno; leut[’l ﬁ;al_ato,
chlorodiﬂuorometano; Dicloroetil éter/Etano, 11-oxibis[2-cloro-; Dicloroisopropil éter/Propanao, 22-oxibis[2-
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cloro-; Diclorormnetoxi etano; Dietil ftalato: Distilen glicoi, dicarbamato/EtanoI, 2.2"-oxibis-, dicarbamato;
Dietilhexi] ftalate; Dietilstilbesterol/Fenol, 44'-(12-dietil- 1,2-etenedijil)bis-; Lihidrosafrole; Dirnetil ftalate; Dimetil
sulfato/Sulfirico acido, Dimetil éster: Dimetilamina/Metanamina, n-metil;  Dimetilcarbamil, cloruro
de/Carbamico cloruro de, dimetil; Di-n-octil ftalato: Df-n-propi[nitrosaminaﬁ-Propanamina, N-nitroso-n-propil-:
Dipropilaminaﬂ~Pr0panamina, n-propil-; Epiclorohidrin/Oxirane, (clorometil)-2-; Estreptozotocina/D-glucosa, 2-
deoxi—2-{{{metflnItrosoamino)—carbonoil]amino]; Etanal/Acetaldehl'do; Eteno, tetracloro-; Etil carbamato
{uretano)/Carbamico acido, eti] éster Eti| éter: Etil metacrilato/2-Propenoico acido, 2-metil-, etif éster; Ftil
metanosulfonato/Metanosulfénico acido, etil éster; Etilen glicol monoetil éter/Etanol, 2-etoxi-; Etileno dicloruro
deﬁ,z—Dicloroetano; Etiientiourea/Z-Imidazoiidintiona; Etilideno, dicloruro de/Etano 1.1-diclore-; Etilo, acetato
de/Acético dcido, etil éster; Etilo, acrilato de/2-Propenoico gcido, etil éster; Fenacetina; Fenol; Fluoranteno;
Fluorhidrico, acido; Formaldehide: Férmico, acido; Fésfore, sulfuro de; Ftélico anhidride/1,3-
lsobenzofurandiona; Furfural; Furfurano/Furan; Gamma-BHC/Lindano; Hexaclorobenceno;
Hexaclorobutadieno/?,S—Butadfeno, 11,23.4.4-haxacloro: HexaclorociclopentadienoﬁS-Ciclopentadieno,
1,2,3,4,5,5-hexacloro-; Hexacloroetano; Hexaclorofeno/Z,Z‘—Metilenobis[3,4,6—triclorofenol; Hexacloropropeno/i-
Propeno, ?,1,23,3,3—hexacloro~; Hidrazing; H idrazina, 1,2-dietil-; Indenoﬂ,z,S—cd]pireno; Isobutil aicohof/“lmpropanol,
2-retil-; Isosafrola; Kepona; Lasiocarping; Maleics, hIdrécida/'S,G-Piridazinediona, 1.2-dihidro-; Maleico,
anhfdrido/z,S-Furandiona; Malononitrilo/Propanodinitrilo; M~diciorobenceno/Benceno, 13-dicloro-; Melfalan/L-
fenilalanina, 4—[bis{2»Cioroetii}amino]; Mercurio (todas las formas); Metacri!onitrilo/z-Propenenitrilo, 2-metil;
Metanoi; Metapirileno; Metil clorocarbonato/carbonoclorl’dico acido, metil éster; Meti cloroformo/i1 -
triclorostane; Metil etjl cetona (MEK)/2-butanona; Metll etil cetona perc‘:xido/2—butanona, perdxido; Metil
isobutil cetona/4-Metil—2—pentanona/4-Metilpentanol; Metil metacrilato/2-Propenoico dcido, 2-metil-, metil
éster; Metileno bromuro de; Metileno cloruro de/Metano, dicloro-; Metilo cleruro de; Metilo, lodure de;
Metiltiouracile; Mirex; Mitomicin oy MNNG/Guanidina, n-metil-n‘-nEtro—n—mtroso—; Naftalens; n-Butii alcoholf1-
Butanot; Nitrobenceno; n—Nitrosodietano!amina; n-Nitrosodietilamina: n-Nitrosodi—n-buti!amina; n-Nitroso-n-
etilures; n—Nitroso-n—metIlurea; n-Nitroso—n-metiluretano/Carbémico acido, maetilnitroso-, etil éster; n-
Nitrosopiperidina/Diperidina, i-nitroso; n—Nitrosopirrolidina/Pirrolidina, 1-nitroso; n—Propi!amInaﬁ-Propanamina;
c,o-dietll  s-metil ditiofosfato; o—CIorofenol/2—CIorofenol; o-Diclorobenceno; o-Toluiding; o-Toluiding,
hidroclorure de; Qxirano/Etileno, dxido de; Oxiranocarboxialdehfdo/GJicidi!aldehr’do; Paraldeht’do/],3,5-Trioxano,

24.6-trimetil-; p—CEoro-m—cresoI/@C!oro-&metilfenol; p-Diclorobenceno; p-Dimetilaminocazobencenc:
Pentaclorobenceno; Pentacloroetano: Pentacloronitrobenceno {PCNB); Piridina; Plomo, subacetatc_:/Plomo,
bis{acetato-o}tetrahidroxitri—; Plomo, acetato de; Plomo, fosfato de; p-Nitrofenol/4-Nitrofenol;

Profam/Carbamico acido, fenil-i-metiletil éster; Pronamida; Propileno, diclorure de/],2—Dicloropropano;
Propoxur/Fenol, 2-(1-rmetiletoxi)-, metilcarbamato; Prosulfocarb/Carbamotiojco dcido, dipropil-, s-(fenilmetif)
éster; p-Toluidina; Reserpina; Resbrcinof; Sacaring, y sales/l 2-Benzisotiazol-3(Zh)-ona, 11-didxid . vy sales; Safrole;
Selenio, didxido de; Selenio, sulfuro de SeSp; Sulfhidrico, &cido: Talio, zcetato de; Talio, carbonato

de/Carbonoico acido, ditalio(1+) sal; Talie, cloruro de; Talio, nitrato de/Nitrico acido, sal de talio (1+);

Tetracloroetileno; Tetrahidrofuranc; Tioa c:etamida/Etanotioamida;’f‘iodica rb; Tiofanato-metil;
Tiometanol/Metanotiol; Tiourea; Tiram; Toluendiamina; Toluene, diisocianato de; To!ueno/Metllbenceno; T.rans—
1,2-dicloroetileno/1,2-dicloroetileno; Trialato; Tribromometano/B romoformo; Tricloroetileno;

Tricforomonoﬁuorometano; Trietiiamina/Etanam%na, n.n-dietil-; Tripan, azul de; Tris {2,3~dibromop_ropil)
fosfato/l-propanat, 2 3-dibromo-, fosfato (Z7); Uracito, mostaza de; Vinilo, cloruro de/Clo_roeteno; Warfaring, v
sales, cuando estan presentes en concentraciohes menares que 0.3%; Xileno, isémeros; Zinc, fosfuro de Zn3P2,

cuando estd presente en concentracicnes menores o iguales a 10%; celdas de desecho en la produccién de
baterfas niquel-cadmio: pilas o baterias zinc-oxido de plata usadas o desechadas; catallzadgf gastadg con
oxidos de fierro, cromo Y potasio provenientes del reactor de deshidrogenacién en ia produccién de estirano;
catalizador gastado de cloruro de mercurio en fa produccién de cloro; catalizador gastado de la purga de la

produccién primaria de zine el equipo de
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hornos eléctricos en ia produccion de hierro ¥ acerg; lodos del lavador de gases en la fundicién y refinado de
atuminio; lodos de la manufactura de aleaciones de niquel; lodos de las purgas de tas plantas de dcido en la
produccidn primaria de cobre; lodos del equipo de control de emisiones de la produccién de ferroaleaciones
de hierro-cromo-silicio: lodos provenientes de la faguna de evaporacion en la produccidn primaria de plome;
lodos del equipo de control de emisiones del afinado en la produccién primariz de blomo; lodos generados en
el proceso de desencalado Y depilado; lodos generados en el proceso de pelambre o depilade (encalado); todos
generados en la etapa de curtido al cromo; lodos de las aguas residuales de los sisternas de lavado de

emisiones atmosféricas; lodos de tangues de almacenamiento de monomeros; lodos generados en fas casetas
de aplicacién de pintura; lodos producto de la regeneracién de aceites de enfriamiento gastados; lodos de los

de ferroaleaciones de hierro-cromo; polvos del equipe de control de erisiones de ta produccién de
ferroaleaciones de hierro—cromo-silicio; polvos recuperados en el precipitader electrostético o casa de bolsa en
la produccién de fésforo; aceites Qastzdos en las operaciones de tratarmiento en caliente de metales; sales
precipitadas de ios bafos de regeneracion de niquel: residuos conteniendo mercurio de |os procesos
electroliticos; residuos de catalizadores agotados; colas en las blantas de manufactura de ferroaleaciones de

encima de los LMP excepto si: todas las sales o soluciones utilizadas en el proceso productor sean de cromo
trivalente v ios residucs se manejfen durante todo su ciclo de vida en condiciones no oxidantes; residyos de
&cidos gastados de la man ufactura de dinamita ¥ pélvorg; residuos de lza manufactura de cerillos y p{oductos
pirotécnicos; residuos de Ia manufactura del propelente s6lido; fondos de tangues de almacenamiento de
monémeres en Ia produccidn de materiales plasticos v resinas sintéticas; aceites gastados de corte vy

de log procesos de alquifacién de hidrocarbures; aminas gastadas, filtros de amina contamir}ada, Iod?s_ de
aming, solucién acuosa de amina contaminada, productos de la degradacién de la aming, asi como sdlidos
recuperados (fondos) provenientes del proceso de endulzamiento del gas y conden_sados amargos, otros_
productos de la degradacién de aminas del proceso de endulzamiento, cracking v fr§cc10nam|ento de azufre;

¥ sosas fendlicas provenientes de los procesos de endulzarniento de hidrocarbures; pasta de desechc?’en la
produccidn de pilas sacas (celdas primarias-alcalinas y dcidas); residuos de Ic_:.~s hornos de lz produccidén de
baterfas de mercurio; felpas impregnadas de pigmentos de cromo ¥ plomo; residucs de agentes secantes para

toxicos; los medicamentos fuera de especificacionas ¢ caducos; residucs bio[égfcos no Jnactlvgdos de la
produccion de bioldgicos y hernoderivados; residuos de a prg)duccic’m de biqlog:cos v hem_odenvados que
contengan constituyentes téxicos; residuos de [a produccién de f'armoqulmlcos Y me.d’tca;ner;tc;? rque
contengan constituyentes téxicos; filtro ayuda gastado (tortas de fiJ}:I’OS} en la produccién de fosforo v
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pigmentos de cromo v derivados; residuos de ia produccién de carbonilo de niguel; medios filtrantes gastados
de fa proeduccién de 2,4,6-tribrornofenol; residuos v subproductos de| reactor en la produccién del
nitrobenceno: residucs de la destilacién en I3 produceidn de anhidrido maleico; residuocs de I3 produccién de
24.6-tribromofenol; residuos de fas torres de lavado de gases en la produccion de metil etjl piriding; agentes
mordientes gastados residuales; residuos acidos o alcalinos; residues de adhesivos y polimeros; residucs de
Zacidn; residuos provenientes def blanqueado; cenizas de incineracién de
residuos; gasclina, diésel Yy naftas gastados o sucios provenientes de estaciones de servicio y talleres

gastados; disolventes organicos usados; convertidores catatiticos de vehiculos automotores; baterias eléctricas
a base de rnercurio o de nigquel-cadmio; ldmparas flucrescentes Yy de vapor de mercurio; aditamentos que
contengan mercurio, cadmio o plomo; farmacos; plaeguicidas, herbicidas Y SUs envases que contengan

contaminado con hidrocarburos clorados; suelo ¥ subsuelo contaminade con dioxinas, furapgs, cov’s,
plaguicidas, agroquimicos; suelo ¥ subsuelo contaminado con contaminantes orgdnicos volatiles © no
volétiles; lodos de separadores AP| contaminados con hidrocarburos; lodos de trampas e grasas v aceites
contaminados con hidrocarburos; lodos de presas de terracerfa contaminados con hidrocarbures; lodos
sedimentados en carcarnos contaminados con hidroca rburos; aceites gastados dieléctricos; aceites gastados
hidraulicos; aceites gastados solubles; breas cataliticas; breas de desti[acfc’m; escorias de metales pesgdos‘
granulares y finas; liquidos residuales de proceso corrosivos; liquidos restdugles de proceso no corrosivos;
solventes crganicos; solventes organoclorados; lodos aceitosos; lodos provenientes de galvanoplastia; lodos

provenientes de procescs de pinturas; lodos provenientes de templado de metales; lodos provenientes de &

aguas de procesc; lodos provenientes de tratamiento de aguas_negras; sélido_s telas, pigles, SUfE.‘lO, ,s_ubsuelo,
carton, plasticos, hilo o algodén impregnadas con materiales vio reSId_uos pel[grosos_, soi[dos_ de
mantenimiente autemotriz; sélidos con metales pesados; sdlidos tortas de ﬁltraqc?; sg;tanczas corrosivas
dcidas; sustancias corrosivas alcalis; productos usados, caducos, fuera de_espec:ﬁcacton s! reti_rados_ del
comercio ¥y gue se desechen; los derivados de ia mezcla de residucs peligrosos con otros residuos; los

contaminados; liquido acucsoe corrosivo; sélido corrosivg; quuido’nol acuoso corro_sivo; Ilqtln_do reactrvcla; s.czi:do
reactivo; residuos téxico ambientales; lfquido o una mezcla de flq{._udos Gue contienen sol{dos en slc? uc:or; c
suspension inflamables; sélidos inflamables; los envases e emb_ala_;es que con.tuvteron residuos Ee!tgzreossoug
gue no sean reutilizados con &l mismc fin ni para &l mismo tipo c.:le reSJ_duo, los envases y er‘r; a_aij. ﬁgs ¢
contuvieron materiales peligrosos vy que no sean utilizados con el mismo fin y para gi mismo ma ;ﬂar'nzntos
baterfas; catalizadores gastados; carbdn activade de la producmon de farmoqy’lmlcos %! me ica et N
medicamentos fuera de especificacion o caducos; residuos de la prgduccnon de armaqurtm (i:endg
medicamentos que contengan constituyentes téxicos; acumgiadores de_vehlc_ulos automotores con ?(?Fc-m-
plomo y baterfas eléctricas a base de rmercurio o de niguel-cadmio; Tnclqroﬂuoro metano HCFC-22}i
Diclorodifiuorometano (CFC-12);  Clorotrifluorometanco _(CFC—?_Z); CEorodlﬁuorome.tano ui l( : uzi
Triflucrometano {HCFC-23); Diflucrometano (HFC-32); 13,2 trlclortrrﬂugroetano {CFC-M3); 1,2 diclero; 112,

fire
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tetrafiuoroetano (CFC-114): Cloro: 1.1.2.2.2 pentafluoroetano (CFC-115); Hexafluoroetano (HCF-16); 2,2 dicloro; 1,11
trifivorostanc (HCFC-123); 2333 Tetrafluoro 1 Propeno (HFC-123yf); Pentaflucroetano (HCFC-125); 2 Clore; 1,112
tetraflucroetano (HCFC-124); 1112 Tetrafluerostano {HCFC-134a); Dicloroflucrostanc (HCEC141by);
Clorodiflucroetano (RCFC142b); 117, Trifluoroetano (HCFC-143a); 17 Difluorcetano {HCFC-152a);
Octafiuoropropano (HC-218); 11,2333 Heptafluoropropanoe (HFC-227 ea); 111,333 Hexafluoropropano {HFC-
236a); 1,1,1,3.3, Penta flucropropano (HFC—245fa); Propano (HC-290);11,133 Pentafluorobutana (HFC-365rmfc): N-
butano {HC-800); isobutano (HC-600a); Isopentano (HC-607); Propileno {HC-1270); Hidroclorofluorocarbonos
(HCFC); Halones; Bromoclorodifluorometsno (FALON 1307} GRUPO Ii; Dibromotetraflucroetano (HALON-2402)
GRUPO | Bromoclorodfﬂuorometano (HALON -1217) GRUPO Y; Hexafioruro de azufre (SF8); Isocianatos:
Clorofluorocarboro (CFQ); Hidrofluoroolefinas (HFO); equipos vy componentes contaminados con asbesto; fibra
de vidrio contaminada; filtros HERA gastados; lamina o pedaceria de asbesto; agroguimicos; agua
contaminada con hidrocarburos; arenas contaminadas; balastras; acumuladores; aserrin impregnado con
hidrocarburo: balatas: cartuchos vacios de toner; colorantes y tintas caducas: combustdleo contaminado;
detergentes, desengrasantes Y dispersantes; equipo de proteccidn contaminado; filtros contaminados; filtros
de carbén activado; filtros de uso hospitalario; granalla; liguidos reveladores y fijadores cansados; lixiviados con
PH baje; lodo inorgénico: todo orgénico; lodo abrasivo; lodos de fosfato; lodos de planta de tratamiento; lodos
de procese; lodos de proceso de galvancplastia; percloroetilenc; perdxidos; pintura caduca; polioles; polvo
laser; polvo metilico proveniente de procesos abrasivos; radiocgrafias; rebabas impregnadas; residuos de

naftas gastados o sucios provenientas de estaciones de servicio y talleres automeotrices; Granalla contaminada
0 impregnada con hidrocarburos; Grasas e hidrocarburos residuales contaminados; Ldmparas o focos de
desecho (flucrescentes, vapor de mercurio); Liquido fijador y revelador . Viales residuales sucios, gastados ¢
contaminados; L .
(alcalines): Lodos aceitosos, de trampas o trinchera contaminados con grasas e hidrocarbul_'os; Lodos alcalinos;
Lodos de galvanoplastia, lodos dcidos; Lodos de proceso de pinturs; Lodos de tratam:e:nto de aguas de
proceso; Medias filtrantes impregnados o contaminados con aceites, grasa y pintura; Med'lcan?e‘nto caduco;
Pilas conteniendo litio, niquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zing; Pilas o baterias zmc—oxx_dq g:ie plata
usadas o desechadas; Pinturas, lacas o barnices usados, gastades o caducos - liquidas, geladas, solidificadas o

contaminado con alecalis o bases; Tierra y suelo contaminado cen hidrecarburos; Tierra Y suelo c‘ontamz’na‘do
con metales pesados; Toner, equipo de cémputo ¥ electrénico obsoleto; Tcrtasj de ﬁ_ltrado; Vidrio v p{astt_co
contaminado con grasas, hidrocarburos, pinturas ¥ solventes; para l almacén ubicado en Caf.le Ejercito
Mexicano, s/n, Colonia Los Cerritos, Municipio de Raydn, Estado de Méxic_:o. C.P. 5363, con c_:apacndad anual
para el almacenamiento da 3,000 (cinco mii) toneladas, en una superficie de 378 m (trescientos setenta Y
ocho metros cuadrados).

quidos residuales de procesos corrosivos (8cidos); Liquidos residuales de procesos corrogives  — -
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Condicionante 07.- !5 presente Autorizacidn ampara el acopio de residucs peligrosos listados en |a
Cendicionante 6, con excepeién de los que provengan de las actividades del Sector Hidrocarburos, conforme

Condicionante 09.- £] ¢ RAUL SALVADOR GONZALEZ CUEVAS, debe observar medidas para prevenir y
responder de manera seguray ambientalmente adecuads a posibles fugas, derrames o fiberacién al ambiente
de sus contenidos que posean propiedades peligrosas, por lo que debera contar con un plan de contingencias
v &l equipo necesario para atender cuaiquier emergencia ocurrida en el Centro de Acopio, debidamente
firrmado y actualizado.

Condicionante 10.- E| . pAlL SALVADOR GONZALEZ CUEVAS, debers contar con un programa de
capacitacion en el cual debers participar todo el perscnal que intervenga en el manegjo de residuos peligrosos.
Asimismo, debe mantener al personal capacitado para operar eficientemente el Centro de Acopio de
Residuos Peligrosos.

Condicionante 171.- £ C. RAUL SALVADOR GONZALEZ CUEVAS, debe realizar dentro del periodo comprendido
entre el 1 de marzo al 30 de Junio de cada afio, el reporte de la Cédula de Operacién Anual (COA) sobre los
residuos peligroscs que hubiese recibido para acopio del 1 de enero al 31 de diciembre del afio inmediato
anterior, de conforrmidad con lo establecido en los articulos 72y 7% del Reglamento de [a Ley Generzl para la
Prevencidn y Gestién integral de ios Residucs, dicha Cédula debers ser entregada en el formato y

disposicicnes legales que para tal efecto establezca esta Secretaria.

Condicionante 12- El ¢ Ra(L SALVADOR GONZALEZ CUEVAS, debe observar que las &dreas de
almacenamiento cumplan con las condiciones establecidas en los articulos 82 y 83 del Reglarmento de la Ley

Condicionante 13.- £ C. RAUL SALVADOR GONZALEZ CUEVAS, debe cumplir con lo dispueste en el articulo 68
del Reglamento de la Ley General para la Prevencidn vy Gestidn Integral de los Residuog, cuando se pretends
flevar a cabo el cierre de [a insta lacidn del Centro de Acopic de Residuos Peligrosos sutorizado.,

Condicionante 14.- El C. RAUL SALVADOR GONZALEZ CUEVAS, no debe realizar algln tipo de tratamiento
que modifique la peligrosidad de los residuos peligrosos recibidos para su almacenamiento, en tanto no
cuente con la auterizacién correspondiente emitida por esta Secretaria.,

Condicionante 15.- E| C. RAUL SALVADOR GONZALEZ CUEVAS, no debe almacenar residucs no peligrosos
dentro de las instalaciones destinadas para el Centro de Acopio de Residucs Peligrosos y no debe rebasar Ia
capacidad de almacén autorizada,

Condicionante 16 - £l C. RAUL SALVADOR GONZALEY CUEVAS, deber& mantener vigente la pdliza de seguros
que ampare y de certeza sobre la reparacién de dafios que se pudieran causar por la generacidn ¥y manejo de
residuos peligrosos, durante la prestacion de servicios de Acopio, asf como al términe de dicha actividad, que
incluya los dafos por la contaminacidn y remediacién del sitio.

e
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En caso de presentarse algin sinjestro due represente una contingencia, el C. RAUL SALVADOR GONZALEZ
CUEVAS, debers reparar, compensar y rmitigar &! dafo ambiental que se ocasione, de conformidad con lo
estipulado en Ia Ley Federal de Responsabilidad Ambiental,

El Incumplirmiento a cualguiera de |os términos v condicionantes establecidas en la presente Autorizacién, asi
como la ocurrenciz de e entos que den origen a un procedimiento administrativo contra el C. RAUL
SALVADOR GONZA|E7 CUEVAS, y cuyo resultado sea lo sefiatado en el articulo 112 fraccidn il de la Ley General
para la Prevencién ¥ Gestidn Integral de log Residuos, serd causa del inicio dei Procedimients Administrativo
de revocacién de Ia presente Autorizacién.

ATENTAMENTE

{ //_’ =)
M L
ING. ANTONIO REYNA €ABRERA

SEMARNAT en el Estado de México, previa designacién, firma la
persona  moral  denominada Antonio  Reyna Cabrera,
Subdelegadc de Gestidn para la Preteccidn Ambiental vy Recursos
Naturales.
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